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Zastrzezenia patentowe

1.  Kompozycja polimerowo-mineralna zawierajaca recyklat
polimerowy w postaci poliolefinowego tworzywa z recyklingu,
napelniacz mineralny 1 pigment, znamienna tym, ze sklada si¢
zrecyklatu polimerowego w postaci poliolefinowego tworzywa
z recyklingu w 1losci od 30% do 50% wagowo skladu kompozycii,
napelniacza mineralnego w iloscit od 42% do 66% wagowo sktadu
kompozycji, endotermicznego srodka porujacego w postaci ciala
statego w 1losci od 3% do 7% wagowo sktadu kompozycji i pigmentu
w 1losci 1% wagowo sktadu kompozyc;i.

2. Kompozycja, wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze
recyklat polimerowy w postaci poliolefinowego tworzywa
z recyklingu stanowi 40% wagowo sktadu kompozycji.

3. Kompozycja, wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze
napetniacz mineralny stanowi 54% wagowo sktadu kompozycji.

4, Kompozycja, wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze
endotermiczny Srodek porujacy w postaci ciala stalego stanowi 5%
wagowo sktadu kompozycji.

5. Kompozycja, wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze
napelniaczem mineralnym jest popidt lotny.

6. Kompozycja, wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze
napelniaczem mineralnym jest recyklat ceramiczny.

7. Kompozycja, wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze

napelniaczem mineralnym jest budowlany piasek krzemowy.
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8. Kompozycja, wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze
endotermiczny srodek porujacy w postaci ciala stalego zawiera
cytrynian monosodowy, kwasny weglan sodu oraz stearynian wapnia.

9. Kompozycja, wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze
endotermiczny srodek porujacy w postaci ciala stalego zawiera kwas
polykarboksylowy oraz wodorosél amonowa kwasu weglowego
1 kwasu sodowego.

10. Kompozycja, wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze
endotermiczny srodek porujacy w postaci ciala stalego zawiera
kopolimer etylen/octan winylu oraz weglowodér w postact gazu - 1,2
butadien, etylen.

11. Kompozycja, wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze
pigment ma posta¢ proszku.

12. Kompozycja, wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze

pigment ma posta¢ granulatu.

RZEC PATENTOWY

POLITECHNIKA LUBELSKA : chQ: .
Biuro Rzecznika Patentowego m I Pavii {?/3
ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin ngf gwf};g?}a “

tel +48.81 53846 29, fax +4881 53841 70



